I Protokdt tworzenia estetycznych koron

Mocne rozwigzania dla pieknych zebow
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Sposréd wszystkich uzupetnien posrednich, korony nadal ciesza sie najwiekszg popularnosciag. Dostepne
obecnie opcje uzupetnien petnoceramicznych, gwarantujg doskonata estetyke. Kazdy krok na drodze od
planowania do osadzania uzupetnienia ma znaczenie dla zapewnienia optymalnych wynikéw i dtugocza-
sowego sukcesu klinicznego. Zapraszamy do odkrywania protokotu tworzenia estetycznych koron oraz
ich integralnej roli w zachowaniu zdrowia jamy ustnej i uémiechu. Przyjrzyjmy sie sekwencjom procesu
przygotowania korony, zwracajac uwage na kilka waznych dla kazdego etapu wskazéwek, ktére sg
niezbedne dla sprawnego przeprowadzenia procedury.

1. Warto wiedzie¢, co wybrac i dlaczego: dobér materiatu

Lekarze denty$ci maja szeroka
game mozliwosci przy doborze
materiatu do wykonania
pojedynczej korony. Ostateczny
wybdr i rekomendacje dla
pacjenta moga zaleze¢ od
réznych czynnikéw zwigzanych
z sytuacja kliniczna, takich

jak lokalizacja zeba, estetyka,
warunki zgryzowe oraz od
oczekiwan i mozliwosci
pacjenta.

Odpowiednio dobrany materiat
nie tylko stanowi podstawe
trwatosci, funkcjonalnosci

i estetyki koron, ale takze
okresli kolejne etapy leczenia.

Initial Zirconia Disk:
idealna podbudowa dla najbardziej
wymagajacych przypadkow

. Wysokie obcigzenie zwarciowe

] Poddzigstowa granica preparacji

o Wybor przeziernosci i poziomu
wytrzymatosci

. Catkowita integracja z linig ceramik Initial

*minimalne

wymagania
wytrzymatosciowe

dla gtéwnych wskazan
zgodnie z norma ISO 6872
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Initial LiSi Press:
niezrownane wiasciwosci fizyczne i najbardziej
naturalna, realistyczna estetyka

Initial LiSi Block:

w pefni skrystalizowany bloczek o najlepszych
wiasciwosciach bez koniecznosci wypalania.

o Naturalna opalescencja i przeziernosc
o Naddzigstowa lub dodziastowa granica preparacji
o Catkowita integracja z linig ceramik Initial

o Perfekcyjna adaptacja brzezna



2. Inteligentny proces przygotowania: dostosuj sie do wymagan!

Podczas, gdy wiasciwy dobdr materiatu jest bez watpienia kluczowy,
odpowiednie przygotowanie zeba ma rownie duze znaczenie.

Dostosuj rodzaj preparacji do materiatu odtwdrczego

Usuniecie wiasciwej ilosci tkanki Minimalne wymiary podbudowy

zapewnia preparacje w najmniej

inwazyjny sposdb, przy jednoczesnym  dla Initial LiSi Press i Block

zachowaniu minimalnej, wymagane;j dla Initial Zirconia Disk UHT dla Initial Zirconia Disk HT

grubosci podbudowy.
1.5 mm

06 mm 0.6 mm
1.2 mm 1.2 mm

1.0 mm

1.0 mm 0.6 mm

Dostosuj rodzaj preparacji stopnia do materiatu.

Podczas, gdy round shoulder i deep chamfer to poziome sposoby
Zalecane rodzaje preparacji preparacji ze stopniem znane i sprawdzone od wielu lat, to coraz
stopnia wiekszg popularnoécig cieszy sie preparacja wertykalna bez
zaznaczenia granicy. Pionowe techniki preparacji, takie jak biolo-
gicznie zorientowana technika preparacji (BOPT), sg akceptowalne

przy pracach z tlenku cyrkonu 5Y (Initial Zirconia Disk HT).

Stopief typu Stopie: typu Aby uzysliac optyn[wa.lnq !akosc wyclskuf nalezy upewnic sie, ze brzegll
chamfer shoulder preparacji sg wyraznie widoczne. W razie potrzeby nalezy zastosowaé
retrakcje dzigset.

Akceptowalne dla
Initial Zirconia Disk HT

Preparacja
bezstopniowa

A)‘




/ Protokdt tworzenia
estetycznych koron
3. Rezultat estetyczny: opcje wykanczania

Poznaj wygode intuicyjnej pracy z GC Initial, utozonej w logiczny proces od podbudowy do wykornczenia.
Wybierz preferowany proces pracy w zalezno$ci od konkretnych potrzeb danego przypadku i zawsze
uzyskuj najlepszy mozliwy wynik.

UWAGA: Initial LiSi Block nie wymaga wypalania, aby osiggna¢ petng wytrzymatosé. Mozna go po prostu
wypolerowad, jesli charakteryzacja nie jest wymagana!

WSKAZOWKA:
Spersonalizuj biaty tlenek
cyrkonu za pomocg

Zirconia Coloring Liquids
(w zaledwie kilka minut!)

K N 3
Barwienie... ... lub malowanie

A. Pefen kontur/konstrukcja monolityczna malowana przy uzyciu Initial IQ Lustre Pastes ONE
(cyrkon lub dwukrzemian litu)

Konstrukcja Initial 1Q Lustre Pastes Gotowe!
monolityczna ONE

B. Metoda micro-cutback/mikrowarstwowanie Initial IQ ONE SQIN

(cyrkon lub dwukrzemian litu)

A Mikroredukcja od strony Initial 1Q Lustre Pastes Initial IQ ONE SQIN Gotowe!

policzkowej ONE
C. Redukcja cutback/warstwowanie z Initial Zr-FS (cyrkon) lub Initial LiSi (dwukrzemian litu)

J

Redukcja powierzchni Warstwy INside i Fluo Warstwy szkliwa Gotowe!
policzkowej metoda
cutback



4. Bezproblemowe osadzanie korony

Optymalne protokoty przygotowania wstepnego

Initial Zirconia Disk Initial LiSi Block i LiSi Press

Chropowacenie powierzchni Trawienie

Piaskowanie z uzyciem 50 um AlL,O,
(10s/0,2 MPa (2 bary) / odlegto$é 10 mm)

Trawienie kwasem fluorowodorowym
(~5-9%) przez 20 sek.

MIKRORETENCJA

PRIMER

Adhezja chemiczna: MDP

FujiCEM Evolve: nie wymaga primera

G-CEM ONE: nie wymaga primera (zawiera MDP)

Adhezja chemiczna: silan

FujiCEM Evolve: nie wymaga primera
G-CEM ONE: stosowa¢ G-Multi Primer

Cementowanie adhezyjne lub tradycyjne, w zaleznosci od sytuac;ji

klinicznej i preferencji uzytkownika

Cementowanie tradycyjne z FujCEM Evolve = Cementowanie adhezyjne z G-CEM ONE

Korony cyrkonowe z poddzigstowa granicg preparacji.

Pojedyncza korona o wysokich wlasciwosciach estetycznych.
Dzieki uprzejmosci dr J. Tapia Guadix, Hiszpania

Dzieki uprzejmosci dr A. Forster, Wegry

o Idealny w przypadku preparacji J Uniwersalne, wszechstronne
poddzigstowej rozwigzanie

o Gdy ksztat retencyjny jest o Moze by¢ stosowany
wystarczajacy z G-Premio BOND lub G-CEM

. Wysoka sita wigzania z tlenkiem ONE Adhesive Enhgnqng Primer,
cyrkonu Je.S|I ksztatt retencyjny jest

. e, niewystarczajgcy

o Niskie ryzyko nadwrazliwosci o )

pozabiegowe; ° 4 estetyczne odcienie, stabilne

kolorystycznie w czasie

o Preferowany w przypadku
wysokiego ryzyka prochnicy

o Doskonata wydajno$¢ utwardzania
bez dostepu $wiatta (dla grubych/
nieprzeziernych koron)
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ZESKANUJ, ABY UZYSKAC WIECEJ INFORMACJI
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Initial LiSi Press Initial LiSi Block Initial 1Q Lustre Pastes ONE Initial LiSi G-CEM ONE
Dwukrzemian litu, rozwigzanie Dwukrzemian litu, rozwigzanie Ceramiki w pascie do System do licowania Uniwersalny adhezyjny
w technologii ttoczenia w technologii CAD/CAM charakteryzacji 3-D dwukrzemianu litu system kompozytowy

do cementowania

=
8 .
\k‘ 5, "N w

= Ae

\ -§ 5 o i
. “J/"' 6 fgh
i 7] ‘J{J '

Initial Zirconia Disks Initial Zirconia Coloring Liquids Initial IQ ONE SQIN Initial Zr-FS FujiCEM Evolve
Cyrkonowe dyski Ptyny koloryzujace na bazie System ceramiczny System do licowania Modyfikowany zywica cement
CAD/CAM do wymagajacych wody do barwienia podbudoéw do malowania podbudoéw z cyrkonu szkto-jonomerowy
przypadkow cyrkonowych przed synteryzacja i mikrowarstwowania do osadzania
GC EUROPE N.V. GC EUROPE N.V.
Head Office Przedstawicielstwo w Polsce
Researchpark, ul. W. Tetmajera 65D/2
Haasrode-Leuven 1240 PL- 31-352 Krakow
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven Tel. +48 12 42514 74
Tel. +32 16 74 10 00 info.poland@gc.dental
Fax.+32 16 40 48 32 https://www.gc.dental/europe/pl-PL
info.gce@gc.dental

https://www.gc.dental/europe
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Initial, FujiCEM Evolve i G-CEM ONE sa znakami towarowymi GC.



